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产品详情

UV光氧设备本技术具有高效除恶臭、无需添加任何物质、适应性强、连续运行稳定可靠

、运行成本低、设备占地面积小，自重轻等优势，采用国际上最先进技术理念，可彻底分

解工业废气中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭、净化效果，经分解后的工业废气，可

完全达到无害化排放，不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。设备具有安全、

防爆特性，已通过国家防爆电器产品质量监督检验中心的Ex防爆合格认证。主要用于硫化

氢、硫醇类、硫醚类、氨、胺类、吲哚类、烃类、醛类、VOC类等恶臭气体的脱臭净化

处理，适用于油气田、炼油厂、橡胶厂、皮革厂、油漆厂、化工厂、制药厂、印刷厂、污

水处理厂、垃圾转运站等行业。

       UV光氧设备的大体过程为恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV
紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水
和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。从原理上分析，光氧催化废气处理技术利用高能高臭氧UV紫外
线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与分子结合，



进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作
用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。同时，利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌
的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。

低温等离子除臭设备和UV光氧设备一、 原理不同UV光解利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶
臭气体改变恶臭气体的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下
，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等 低温等离子是继固态、液态、气态之后的物质第四态，
当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的
混合体。放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态，所以称为低温等
离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用，使
污染物分子在极短的时间内发生分解，并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的低温等离子除臭
设备和UV光氧设备二、主体设备配置不同 UV光解设备内部组成主要由德国技术紫外灯管、与光催化
活性纤维过滤层组成离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。等离子净化器设备
是由电源和齿板放电装置，使其产生高强度、高浓度、高电能的活性自由基，在毫秒级的时间内，瞬间
对有害废气分子进行氧化还原反应，将废气中的大部分污染物降解成二氧化碳和水及易处理的物质低温
等离子除臭设备和UV光氧设备三、去除能力不同 UV光解是光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏
细菌的核酸，再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的．等离子净化器利用催化氧化
剂的强氧化性和高吸附性，持续地对等离子体未处理尽的污染物和生成的物质进行催化氧化反应，使有
害废气经多级净化后最终达标排放 
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